


















专利名称(译) 阵列基板、液晶盒及显示装置

公开(公告)号 CN103197466A 公开(公告)日 2013-07-10

申请号 CN201310111451.8 申请日 2013-04-01

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 崔贤植
李会
徐智强
严允晟

发明人 崔贤植
李会
徐智强
严允晟

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/134336 G02F1/133555 G02F2001/133565 G02F2001/133638

代理人(译) 王莹

其他公开文献 CN103197466B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，公开了一种阵列基板，所述阵列基板上还形
成有反射层，所述反射层之上形成有广域λ/4补偿层。还公开了一种液晶
盒，由下至上包括：阵列基板、液晶层及与阵列基板相对的对向基板，
所述阵列基板上还形成有反射层，所述反射层之上形成有广域λ/4补偿
层。还公开了一种显示装置。本发明通过在阵列基板上对应的反射区域
直接设置反射层，并在反射层上设置广域λ/4补偿层，不但达到了较好的
显示效果，而且避免了在阵列基板上形成树脂层垫高及上下偏光片上制
作广域λ/4补偿层的步骤，从而节省了制作工序及成本。而且能够实现单
盒厚度的液晶盒。
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